Osaka Institute of Technology 2026

(B %HHER) v RTF 4 2 R&TF[ VIEHER vRf54272&
THAVI¥ER TFIivvay - K-

| Bigeht - BH Y o —

BART 47 A&T A v THZERNT, TS O T EMR 28 L 2 R 2T EHRES 2o —2 e L. A
WFFERHE LRI (3, TR MG - BT 273G L, it il RE C &2 b 2 O RINICH G5 5 R L HIHEE
M ZEHRS %,

<R» 3 \P&g>
1. BRT4 7R, VAT LEEN B A VT VT - 7uX s b THEAL VEREREDEE NN
HEEHT LAY

2. Stk (1) 2REI S CHETIHET 2802 T 28E2F>AY)
| Aaiic B L CcB 2 LRI I NE

AROFFERHR IR C 3. ELATIIRRIRE 1 & T2 MG - Bl 2 815 L. B FERIRHb i I i FERHFE 1< B Y Al
DEAEZET 2 LBWREEI NG,

— AR

NERICHELTHC e A S W e WA R, Loy, [HEERE) 510 [HEEE] KX ) A%k
HET 5., BEICT U CRCRIE T SO0 5.

IS 6375 5T HHC (AR 0 EHBCR IS L RIAR 2 17 BTS00 B BARAS 7  DoTERR T e 2 7
w3,

AEANEFEEAR

EEICBE LT, AR T I, A & B RREREE, S EEoM Rz abE TRAW
RS 5, HERIE, L ATHEE O & B RIAEE TR T E DN E IS oW TIIE 21T 9,
ANFANCHE L CTh K T e BAREI N2 WAL, Bk os@ v, Iz <. HAGEHERO Fifif & HE 25503 ATRE 72
HAGERE I 03T H 5,

HBLE DKB DRRB FLAE.

| KR T =K L/1

OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY



	（博士後期課程）ロボティクス＆デザイン工学研究科 ロボティクス＆デザイン工学専攻 アドミッション・ポリシー
	研究科・専攻ポリシー
	入学前に学修しておくことが期待される内容


